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Introducao

Estudo em nanociéncia  possibilita o
desenvolvimento e entendimento de diferentes
nanoarquiteturas hibridas. Neste sentido, temos
interesse em desenvolver novas plataformas
naturais baseadas em constituintes quimicos de
plantas da regido Meio Norte (Piaui e Maranh&o). A
rutina (Rut), um flavondide glicosilado, e o &acido
gélico (AG) apresentam excelente atividade
antioxidante' e possuem em suas estruturas anéis
fendlicos poli-hidroxilados que se ionizam em meio
basico propiciando a formagdo de novos
polieletrdlitos, despertando assim o nosso interesse.

Em trabalhos anteriores,®® exploramos a
caracterizacdo, estudo de reatividade e aplicagdo
em catalise heterogénea de filmes nanoestruturados
constituidos por ftalocianinas tetrasulfonadas de
niquel-Il  (FtTsNi) e poliallamina (PAH). Neste
trabalho investigou-se propriedades eletroquimicas
do flavonéide Rut e do AG automontados com PAH
e FtTsNi em nivel supramolecular.®

Resultados e Discussao

Os sistemas supramoleculares com 3
quadricamadas de PAH/FtTsNi/PAH/AG () e
PAH/FtTsNi/PAH/Rut (ll) foram preparados sobre
substrato de 6xido de estanho dopado com indio
(ITO) utilizando a técnica de automontagem camada
por camada (LbL).>® Os sistemas supramoleculares
| e Il apresentaram processos redox em 0,56 e 0,78
V vs SCE, atribuidos aos processos eletroquimicos
da FiTsNi, similar ao observado no sistema
(PAH/FtTsNi),. Porém, o valor de E ). para ambos
0s sistemas encontra-se deslocado para regido
catédica, quando comparado com fiimes de
bicamadas de ITO-(PAH/FtTsNi);.2 Filmes de 3
quadricamadas para | e |l apresentaram elevada
estabilidade eletroquimica, pois as correntes
faradaicas nao sofreram alteragao apds 20 ciclos (0
a 0,9 V). Estudou-se também, o transporte de carga
através da variagdo da velocidade de varredura de
10 a 500 mV s'. A Figura 1 apresenta
voltamogramas ciclicos para o eletrodo ITO-
(PAH/FtTsNi/PAH/AG);. Observa-se que ha um
aumento das correntes faradaicas em funcdo da
velocidade de varredura, sugerindo um transporte
de cargas entre as multicamadas, sendo confirmado
através da Figura 2, onde é observado que as
correntes de pico anddica (/1 € lyo) para os sistemas
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I e Il crescem linearmente em funcdo das
velocidades de varredura.””
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Figura 1. Voltamogramas ciclicos para o filme
multicamadas (PAH/FtTsNi/PAH/AG)s em diferentes

velocidades de varredura (10 a 500 mV s"). Eletrdlito: 0,1
mol L' HCI, T = 25 °C.
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Figura 2. Gréaficos das correntes andédica (a1 € la2) €m
funcdo da velocidade de varredura para os sistemas | e Il.

Conclusoes

Através da técnica LbL imobilizou-se acido galico
e rutina alternativamente com FtTsNi e PAH sobre
substratos de ITO. Filmes supramoleculares | e |l
apresentaram elevada estabilidade eletroquimica e
mecanismo de transporte de cargas ao longo das
multicamadas. Esta  abordagem  mostrou-se
promissora para desenvolvimento de novas
plataformas naturais para sensores e biossensores.
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